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URZADZENIE DO SZCZELNEGO MOCOWANIA RUR W DNACH SITOWYCH

Przedmiotem wynalazku jest urzgdzenie do szczelnego mocowanis rur w dnach sitowych po-
przez kielichowanie rury, leigcej w dnie sitowym, za pomocy sondy, wprowadzanej w kazdy ko-
niec rurj. ktéra wraz z co najmnlej dwiema umieszczonymi w pewnej odlegiofci uszozelkami i
kielichowang rurg tworzy komorge pilerscieniowg, ktéra w celu kielichowania jest napeiniana
$rodkiem oiénieniowym, ktéry za pomocy przetjcznika cisnienia, umieszczonego przy sondzie
doprowadza sie do cisSnienia konlecznego przy kaidym procesie kielichowania, przy ozym prze=
tqcznik cldnienia zawiera t2ok niskocisnieniowy, zasilany Srodkiem roboczym i t20k wysoko-
ociénieniowy 0 mniejszej powierzchni tlokowej, dzialajacy na Srodek cilénieniowy w komorze
plerscieniowej.

Urzgdzenie opisanego rodzaju Jest znane z opisu patentowego RFN nr 2 616 523. Zgodnie z
opisanym rozwigzaniem t2ok wysokooisnieniowy jest polgczony z tiokiem niskocisSnieniowym, a
jego przedni koniec sigga do obudowy cylindra, ktéra poprzez przewdd wysokocisnieniowy jest
potgczona z powlerzochnigq boczng sondy pomiedzy uszczelkami.

W tym rozwigzaniu konieczna jest duza przestrzeh dla przelgcznika cisnienia, umieszczo-
negod przy sondzie, poniewaz tiok niskocisSnieniowy, jak réwniez tlok wysokooisnieniowy majaq
oddzielne cylindry, umieszczone jeden za drugim, Poza tym przetacznik cisnienia jest ciezki,
poniewaz zwtaszcza obudowa cylindra tloka wysokocisnieniowego musi mieé grube Scianki w celu
przyjmowania wysokich cisnied. Poniewaz przetacznik cisnienia musi sie poruszaé i utrzymywad
z sonda, powstaje duze objetosciowo i ciezkie urzadzenie, ktére utrudnia prace, przeprowa-
dzong z duzg precyzja.

Zadaniem wynalazku Jest uproszczenie obstugl urzgdzenia wstepnie opisanego rodzaju dzie-
ki temu, Ze przelgcznik cisnienia, potjczony 2z sondq jest znacznie mniejszy 1 liejszy. Zada=-
nie to rozwigzano wediug wynalazku dziegki temu, Ze t1ok niskocisnieniowy, prowadzony prze-
suwnie w obudowie Jjest zaopatrzony w Srodkowy otwédr, w ktéry siega potaczony na state z obu-
dowgq t1ok wysokocisnienlowy i ktéry poprzez przewdd wysokocisnieniowy, przechodzacy przez
tiok wysokooclénieniowy, Jest polacszony z powierzohnig sondy pomiedzy uszczelkami,
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Dzieki uksztaltowaniu wedtug wynalazku zbedna jest dodatkowa obudowa tiloka wysokocis-
nieniowego, poniewaz stanowi jq tiok niskociénieniowy, zaopatrzony w érodkowy otwér. Dzie-
ki temu uzyskuje sle nie tylko przestrzenne zmniejszenle przeljcznika ciénienia, lecz réw-
niez znacznie korzystniejsze przyjmowanie cilénien w komorze wysokocisnieniowej., Komora cis-
nieniowa, utworzona przez otwér w tioku niskociénieniowym jJest otoczona nie tylko przez
grubg &clanke tloka niskociénieniowego z powodu réznicy powierzchni nacisku, lecz dodatko-
wo przez Scianke obudowy, w ktérej Jest prowadzony przesuwnie t2ok niskoocisnieniowy. Oba
elementy przejmuja silty panujace w komorze wysokocisSnieniowej, dzigki czemu do przelgczni-
ka cisuienia stosuje sle liejsze materiaty i mniejsze wymiary.

W oelu zwigkszenia stabilnosci 1 wyeliminowania powstawania pgknigé wywolanych karbem,
powierzchnie czotowe tloka wysokoclénieniowego 8§ wygiete na zewnatrz, a powlerzohnia wspédi-
pracujaca obudowy lub otworu w tioku niskoclénieniowym jest odpowlednio wklesta. W celu po=-
lepszenia prowadzenia na nieruchomym tioku wysokocisnieniowym, wediug dalszej cechy wynalaz-
ku tlok niskocisnieniowy jJest zaopatrzony w clenkoScienne przedluzenie ptaszcza tioka.

Ponadto wedtug wynalazku przedtuzenie tloka niskociénieniowego Jest zaopatrzone w stoi-
kowe powierzchnie zderzakowe dla odpowiednioh powierzchnl styku, ktére znajdujq sig¢ na te}
ozescl obudowy, ktéra otacza tlok wysokocisSnieniowy., To uksztattowanie chroni przetacznik
ciénienia przed uszkodzeniem lub zakléceniami, jezeli przykladowo wskutek nieszczelnosci w
kieliochowej przestrzeni pierscieniowej ttok niskocisnieniowy dochodzi do polozenia koncowe=-
go wewngtrz obudowy.

W innej korzystne] postaci wykonania wynalazku, obudowa jest utworzona przez tulejowsg

‘czeéé g1éwng obudowy z cylindryozng powierzchnig prowadzicg dla tioka niskocibénieniowego i
przez przednia cze¢s8é obudowy, noszacg tlok wysokociSnmieniowy, do ktérej Jest zamocowana
sonda, Dalsza postaé wykonania przewiduje umieszczenie w przedniej czgSci obudowy zaworu
dwudrogowego, przez ktéry przewdd wysokocisnieniowy jest potaczony z bezcifnieniowym zasob-
nikiem lub z przewodem clsnieniowym pompy dla Srodka cisnieniowego,

Przedmiot wynalazku jest uwidoozniony w przykladzie wykonania na podstawie rysunku, na
ktérym fig., 1 przedstawia sohematycznie urzgdzenle w przekroju wzdluinym, a fig., 2 = w po=-
wickszeniu czesé giéwng obdbudowy. :

Urzgdzenie do szczelnego mocowania rur w dnie sitowym zawiera obudowe 1, ktédra ekiada
si¢ z tulejowsj ozedcl giéwnej 1a 1 czeSol przedniej 1b, polaczonych ze sobg Srubami. W cze-
§0i gtéwnej 1a obudowy Jest wykonana cylindryczna powlerzchnia prowadzgca 1¢ dla tioka ni-
skooi$nieniowego 2, ktéry na swoim plaszeczu jest zaopatrzony w pierscienie uszezelniajace 3.
Powierzchnia wspélpracujgca 14 czescli giéwne) 1a obudowy jest odpowiednio wklesia.

W tioku niskooiSnieniowym 2 jest wykonany srodkowy otwér 2b, ktéry siega do tioka wyso-
kocisnieniowego 4. Tiok wysokocisnieniowy 4 jest zaopatrzony w szereg plerScieni uszczel-
nilajgeyeh 5, jako uszczelnienie miedzy tiokiem wysokocisnieniowym 4 a tiokiem niskooiénie-
niowym 2. T20k wysokooisnieniowy jest usytuowany nieruchomo na obudowie 41, W przyktadzie wy-
konanla jest on potgczony 2z przednig czgbcig obudowy 1b, tworzqc jedng czebé. W tioku wyso-
kocisnieniowym 4, powlerzchnia tloka 4a jJest wygigta na zewngtrz. Odpowiednia powierzchnia
wopblpracujaca 2¢ wdnie $rodkowego otworu 2b w tioku niskociénieniowym 2 jest wklesia.

W przyktadzie wykonania przedstawionym na rysunku, bezpoérednio przy przedniej czesci 1b
obudowy 1 jest zamocowana sonda 6, wprowadzana w kielichowg rure. Na sondzie 6 sa umieszczo-
ne dwle uszczelkl 7, ktére po wprowadzeniu sondy 6 w koniec rury, lezacy wewnatrz dna sito-
wego, z kielichowang rurg i powierzchnig boczng sondy 6, lezgca migdzy uszczelkami 7, two-
rzy komore pierScieniowg, wypelniong w oelu kielichowania érodkiem cisnieniowym, Cisnienie
potrzebne do kielichowania wytwarza sie w komorze wysokocisnieniowej 8 wstepnie opisanego
przetgcznika cisnienia., Do tego celu komora wysokociénieniowa 8 jest polgczona poprzez prze-
wéd wysokocisnieniowy 9, przechodz3oy przez ttok wysokociénieniowy 4 z powlerzchnig boczng
sondy 6 mledzy uszczelkami 7. W przyktadzie wykonania przewéd wysokociénieniowy 9 sktada sie
z podtuznego otworu, przechodzgcego przez tiok wysokocisnieniowy 4, przednia ozesé 1b obudo-
wy 1 przez czesé sondy 6.

W celu wprowadzenia urzadzenia, skladajjcego sie z obudowy 1 1 sondy 6,w kielichowana
rur¢ i ulepszenia manipulaoji, 0z¢sé gléwna 1a obudowy jest zaopairzona w uchwyt 10 w po-
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staci pistoletu. W przedniej oz¢soi 1b jJest umleszczony dodatkowy uchwyt 11. Na rysunku
jest przedstawiony schematycznie uklad polaczen dla srodka oisnleniowego, stosowanego do
kielichowania., Bezcisnieniowy zasobnik 12 Srodka cisnieniowego Jest potgczony przez prze-
wod zasysajacy 13 z pompa 14, Przewéd cisnieniowy 15 pompy 414 prowadzi do czesoi giéw-

nej 1a obudowy w celu zasilania powierzchni 2a tloka niskoclénieniowego 2a w srodek ois-
nieniowy. Aby srodek cisnieniowy m6gt dotrzeé do komory wysokocisSnieniowej 8 przelgcznika
cisnienia, w przewodzie ciénieniowym 15 pompy 14 jest umieszczony zawér przestawny 16, po-
przez ktéry przewdd cisSnieniowy 15 moze byé polaczony 2z przewodem wysokocisnieniowym 9 w
przedniej czes5ci 1b obudowy, prowadzgoym do komory wysokocifnieniowej 8. Potgczenle reali-
zuje sie za pomoog przewodu tgczacego 17 i zaworu dwudrogowego 18, umieszczonego w przed-
niej czesoi 1b obudowy., Do zaworu dwudrogowego 18 jest przyiaczony przewdéd powrotmy 19,
prowadzacy do zasobnika 12, Po osadzeniu sondy € w kieliohowanej rurze i1 wyprostowaniu jej,
przez pompe 14 jest zasysany &rodek oiSnieniowy z zasobnika 12 przez przewdd zasysajgcy 13
i przez przewdéd ciSnieniowy 15, zawdr przestawny 16 i przewdd 1gcziacy 17 Jest doprowadzany
do zaworu dwudrogowego 18. Zawdr dwudrogowy 18 stanowl tacznik z przewodem wysokociénienio-
wym 9, tak e komora pierScieniowa wokétr sondy 6, uszczelniona uszczelkami 7, Jak réwniez
komora wysokoocisnieniowa 8 przelgcznika ciénienia sq napelniane srodkiem cisnieniowym. Przy
tym tiok niskocisnieniowy 2 prezesuwa sie¢ w poloienie wyjsciowe przedstawione na rysunku.
Nastepnie zawér przestawny 16 przesuwa sl¢ w poloienie, przedstawione na rysunku, w ktérym
13czy on pompe 14 2z powierzchnig 2a tioka niskocisSnieniowego 2. Wskutek tego tiok niskocis-
nieniowy 2 przesuwa si¢, zgodnie z rysunkiem, na lewo, Ruch ten powoduje wzrost cismienia
w komorze wysokoclSnieniowe] 8 1 w komorze plersicieniowej wewnatrz kielichowanej rury.
Wzrost cisnienia odpowiada proporcji powierzchni tiokowej 2a do powierzchni tiokowej 4a.
Dzieki regulacji ciSnienia w przewodzie ciénieniowym 15 moina wytworzyé dowolne cisnienie
rozttaczania, '

Po zakoficzeniu procesu kielichowania, zawér dwudrogowy 18 przetjcza si¢ w ten sposédb,
2e przewdd wysokocisnieniowy 9 jest polzczony z przewodem powrotnym 19. Dzieki temu srodek
cisnieniowy dociera do zasobnika 12, przed wysunigeciem sondy 6 z kielichowanej rury. Po
przestawieniu zaworu dwudrogowego 18 1 zaworu przestawnego 16, urzidzenie jest gotowe do
nastepnego procesu kielichowania,

Dzigkl umieszczeniu tioka wysokoci$nieniowego 4 wewnatrz tioka niskocisSnieniowego 2,
powstajgce w komorze wysokooisnienlowe] 8 wysokie sily s3 przejmowane przez tlok niskoocis=-
nieniowy 2 oraz gidéwng czesé 1a obudowy. Wypukie powlerzchnie tzokowe 2a i 4a, jak réwniez
powlerzchnie wspélpracujgce 1d 1 2¢ eliminujq powstawanie naprezehd wywotanych karbem i sta-
nowlg powierzchnie styku tloka w kazdym poiozeniu kodcowym. W celu polepszenia prowadzenia
tloka niskooisnieniowego 2 po nieruchomym tloku wysokopreinym 4, tiok niskocisnieniowy 2
jest zaopatrzony w gruboScienne przedtuzenie 2e ptaszcza tioka, PrzedluZenie 2¢ ma stozkowe
powierzchnie zderzakowe 2f dla odpowlednioh powierzchni styku 1e, ktére sg uksztattowane na
przednie] czesci 1b obudowy w obszarze otaczajacym tiok wysokocisnieniowy 4. Dzieki stozko-
wym powierzchniom zderzakowym 2f i odpowlednim powierzchniom styku 4e uzyskuje sie dokiad-
niejszy etyk tioka niskocisnieniowego 2 - réwniez w innym poltozeniu kohicowym = z przednis
czescig 1b obudowy, Jeieli przyktadowo wskutek szybkiego spadku ciénienia w komorze wysoko-
cisnieniowe) 8 tlok niskooisnieniowy 2 dociera blyskawicznle w swoje poiozenie konicows,

Zastrzezenia patentowe

1. Urzgdzenie do szczelnego mocowania rur w dnach sitowych poprzez kielichowanie rury,
lezgcej w dnie sitowym, 2za pomocg sondy, wprowadzanej w kaidy koniec rury, ktéra wraz z co
najmniej dwiema umleszczonyml w pewnej odlegtodci uszczelkami i kielichowang rurgq tworzy ko-
more plerscieniowy, ktéra w celu kielichowania jest napelniana srodkiem cisnieniowym, ktéry
za pomocq przetgcznika oibnienia, umieszczonego przy sondzie, jest doprowadzany do cisnie-
nia niezbednego przy kazdym procesie kielichowania, przy czym przetacznik cisnienia zawiera
tiok niskocisnieniowy, zasilany érodkiem roboczym i1 tZok wysokociénieniowy © mniejszej po=-
wierzchni tiokowe], dziatajqoy na Srodek ciSnieniowy w komorze pierécleniowej, 2z n a-
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mienne tym 3e prowadzony przesuwnie w obudowie (1) tiok niskocisnieniowy (2)
jest zaopatrzony w érodkowy otwér (2b), w ktoéry siega polgczony nieruchomo 2z obudowg (1)
tiok wysokoolénienlowy (4) i poprzez przewdd wysokoolénleniowy (9), przechodzacy przez
tiok wysokocisnieniowy (a), Jest polqczdny z powierzchnig boczng sondy (6) migdzy uszczel=-
kami (7).

2. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne t ym, 2e powierzchnia tloko-
wa (2a, 4a) tioka niskooisnieniowego (2) 1/lub tioka wysokociSnienlowego (4) jest wygicta
na zewnatrz, a powierzchnia wspéipracujgca (1d, 2¢) obudowy (1) lub otworu (2b) w tXoku
niskocisnieniowym (2) jest odpowi.dnio wklesta.

3. Urzadzenie wediug zastrz, 1 lub 2, znamienne tym, 2ze titok nigkocis=-
nieniowy (2) jest zaopatrzony w cienko$cienne przediuzenie (2e) piaszcza tioka,

4, Urzadzenie wedtug zastrz. 3, znamienne t y m, 2e przedtuzenie (2e) tto-.
ka niskocisnieniowego (2) jest uksztaltowane ze stozkowyml powierzchniami zderzakowyml (2f)
dla odpowiednich powierzchni stykowych (1e), wykonanych na tej czesci obudowy (1), ktéra
otaocza tlok wysokocisnieniowy (4).

5. Urzgadzenie wediug zasirz. 1, 2znamienne t y m, 2e obudowa (1) sklada sig¢
z tulejowe] czeSci gibéwnej (1a) z cylindryczng powierzchnig prowadzgcg (1¢) dla tioka ni-
skocisnieniowego (2) 1 przedniej czescl (1b), noszjacej tlok wysokocisnienlowy (4), do kté-
' rej jest zamocowana sonda (6).

6. Urzadzenie wedlug zastrz. 5, znamienne t ym, 2e w przedniej czesci (1b)
obudowy jest umieszczony zawdr dwudrogowy (18), poprzez ktéry przewdd wysokocisnieniowy (9)
Jest potgczony wyblérczo 2z bezcisnieniowym zasobnikiem (12) lub z przewodem cisnieniowym (15)
pompy (14) dla Srodka clsnieniowego,
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